
Par défaut, sites de 
Villeneuve d’Ascq et de 

Lille

Prénom Nom 1 

1. Univ. Lille, CNRS, 
Univ. Polytechnique 
Hauts-de-France, UMR 
8520 - IEMN - Institut 
d'Electronique de 
Microélectronique et de 
Nanotechnologie, F-
59000 Lille, France

Site de Valenciennes

Prénom Nom 1

1. Univ. Polytechnique 
Hauts-de-France, CNRS, 
Univ. Lille, UMR 8520 -
IEMN - Institut 
d'Electronique de 
Microélectronique et de 
Nanotechnologie, F-
59313 Valenciennes, 
France

Groupes
Physique -MicroE -

Acoustique - (BioMEMS)

Prénom Nom 1 

1. Univ. Lille, CNRS, Univ. 
Polytechnique Hauts-de-
France, Junia, UMR 8520 -
IEMN - Institut 
d'Electronique de 
Microélectronique et de 
Nanotechnologie, F-59000 
Lille, France

Groupe
AIMAN-FILMS

Prénom Nom 1 

1. Univ. Lille, CNRS, 
Univ. Polytechnique 

Hauts-de-France, 
Centrale Lille, UMR 8520 

- IEMN - Institut 
d'Electronique de 

Microélectronique et de 
Nanotechnologie, F-
59000 Lille, France

Si autre employeur : 
double affiliation 1,2

Prénom Nom 1, 2  

1. Signature à 3 ou 4 
tutelles selon le groupe 
d'appartenance                                 
2. Employeur

Notes: 
• (BioMEMS): concerne les personnels « Junia » du groupe.
• Les informations en gras sont obligatoires et ne peuvent être modifiées.
• « - Institut d'Electronique de Microélectronique et de Nanotechnologie » est recommandé mais optionnel. Version traduite en anglais = Institute of Electronics 

Microelectronics and Nanotechnology.
• Exemple de double affiliation: Pour les personnels INSA HdF, l’employeur à ajouter dans la deuxième affiliation est « INSA Hauts-de-France, F-59313 

Valenciennes, France ». « Univ. Polytechnique Hauts-de-France » reste présent dans la première affiliation.
• Dans le cas où la signature complète dépasse le nombre de caractères autorisés par l’éditeur, les acronymes UPHF et INSA HdF peuvent être utilisés.
• Bien respecter les espaces et les séparateurs (tirets et virgules) entre les différents éléments de la signature.
• Si requis par l’éditeur, une version multiligne est possible. Voir exemples page suivante.

For the instructions in English, see page 3



Par défaut, sites de Villeneuve d’Ascq 
et de Lille

Prénom Nom 1,2,3 

1. Univ. Lille, UMR 8520 - IEMN - Institut d'Electronique de 
Microélectronique et de Nanotechnologie, F-59000 Lille, 
France
2. CNRS, UMR 8520 - IEMN, F-59000 Lille, France
3. Univ. Polytechnique Hauts-de-France, UMR 8520 - IEMN, F-
59313 Valenciennes, France

Site de Valenciennes

Prénom Nom 1,2,3

1. Univ. Polytechnique Hauts-de-France, UMR 8520 - IEMN -
Institut d'Electronique de Microélectronique et de 
Nanotechnologie, F-59313 Valenciennes, France
2. CNRS, UMR 8520 - IEMN, F-59000 Lille, France
3. Univ. Lille, UMR 8520 - IEMN, F-59000 Lille, France

Notes: 
• A adapter pour chaque cas de la page précédente.



By default, Villeneuve 
d'Ascq and Lille sites

First name Last name 1 

1.  Univ. Lille, CNRS, Univ. 
Polytechnique Hauts-de-
France, UMR 8520 - IEMN 
- Institut d'Electronique 
de Microélectronique et 
de Nanotechnologie, F-
59000 Lille, France

Valenciennes site

First name Last name 1

1.  Univ. Polytechnique 
Hauts-de-France, CNRS, 
Univ. Lille, UMR 8520 -
IEMN - Institut 
d'Electronique de 
Microélectronique et de 
Nanotechnologie, F-59313 
Valenciennes, France

Groups
Physics -MicroE - Acoustics 

- (BioMEMS)

First name Last name 1 

1.  Univ. Lille, CNRS, Univ. 
Polytechnique Hauts-de-
France, Junia, UMR 8520 -
IEMN - Institut 
d'Electronique de 
Microélectronique et de 
Nanotechnologie, F-59000 
Lille, France

Group
AIMAN-FILMS

First name Last name 1 

1.  Univ. Lille, CNRS, Univ. 
Polytechnique Hauts-de-

France, Centrale Lille, 
UMR 8520 - IEMN -

Institut d'Electronique de 
Microélectronique et de 

Nanotechnologie, F-
59000 Lille, France

If another employer: 
double affiliation 1,2

First name Last name 1, 2  

1. Signature with 3 or 4 
guardians depending on 
group 
2.  Employer

Notes: 
• (BioMEMS): concerns the "Junia" staff of the Group.
• Information in bold is mandatory and cannot be changed.
• "Institut d'Electronique de Microélectronique et de Nanotechnologie" is recommended but optional. English version: Institute of Electronics Microelectronics and 

Nanotechnology.
• Example of double affiliation: For INSA HdF staff, the employer to be added to the second affiliation is "INSA Hauts-de-France, F-59313 Valenciennes, France". "Univ. 

Polytechnique Hauts-de-France" remains in the first affiliation.
• If the full signature exceeds the number of characters allowed by the publisher, the acronyms UPHF and INSA HdF may be used.
• Respect spaces and separators (hyphens and commas) between the various elements of the signature.
• If required by the publisher, a multiline version is available. See examples on next page. 



By default, Villeneuve d'Ascq and Lille 
sites

First name Last name 1,2,3 

1.  Univ. Lille, UMR 8520 - IEMN - Institut d'Electronique de 
Microélectronique et de Nanotechnologie, F-59000 Lille, 
France
2. CNRS, UMR 8520 - IEMN, F-59000 Lille, France
3. Univ. Polytechnique Hauts-de-France, UMR 8520 - IEMN, F-
59313 Valenciennes, France

Valenciennes site

First name Last name 1,2,3

1.  Univ. Polytechnique Hauts-de-France, UMR 8520 - IEMN -
Institut d'Electronique de Microélectronique et de 
Nanotechnologie, F-59313 Valenciennes, France
2. CNRS, UMR 8520 - IEMN, F-59000 Lille, France
3.  Univ. Lille, UMR 8520 - IEMN, F-59000 Lille, France

Notes: 
• To be adapted for each case on the previous page. 
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